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Abstract (en)
[origin: US2017051382A1] A nickel-based alloy for high-temperature applications, in particular for use in turbomachines, which has a chemical
composition as set forth in the claims, wherein the ratio of the fractions of Ta to Al in percent by weight is greater than or equal to 1 and less than or
equal to 2, and wherein the ratio of the fractions of Co to W in percent by weight is greater than or equal to 2 and less than or equal to 5.

Abstract (de)
Nickelbasislegierung für Hochtemperaturanwendungen, insbesondere zur Verwendung in Strömungsmaschinen, mit einer chemischen
Zusammensetzung, die 3,7 bis 7,0 Gew.°7o Al, 10 bis 20 Gew.% Co, 2,1 bis 7,2 Gew.% Cr, 1,1 bis 3,0 Gew.% Mo, 5,7 bis 9,2 Gew.% Re, 3,1
bis 8,5 Gew.°7o Ru, 4,1 bis 11,9 Gew.°7o Ta, 0 bis 3,3 Gew.°7o Ti, 2,1 bis 4,9 Gew.% W, 0 bis 0,05 Gew.°7o C, 0 bis 0,1 Gew.°7o Si, 0 bis
0,05 Gew.°7o Mn, 0 bis 0,015 Gew.°7o P, 0 bis 0,001 Gew.% S, 0 bis 0,003 Gew.% B, 0 bis 0,05 Gew.% Cu, 0 bis 0,15 Gew.% Fe, 0 bis 0,15
Gew.% Hf, 0 bis 0,015 Gew.% Zr, 0 bis 0,001 Gew.% Y und Rest Nickel sowie unveimeidbare Verunreinigungen umfasst, wobei das Verhältnis
der Anteile von Ta zu Al in Gewichtsprozent größer oder gleich 1 und kleiner oder gleich 2 ist und wobei das Verhältnis der Anteile von Co zu W in
Gewichtsprozent größer oder gleich 2 und kleiner oder gleich 5 ist.
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